DPS 38.008-11 - EDP
CATALOGO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO

PROTEGAO DAS VIAS RESPIRATORIAS

FT 1.7.4 — SEMI-MASCARA CONTRA PARTICULAS

ESPECIFICAGCAO

—Semi-mascara contra particulas que cumpra com os requisitos da norma NP EN 149 com as seguintes
caracteristicas:
e Com elasticos destinados a manter a pressdo sobre a face do utilizador.

e Ajuste a cara deformavel nas partes superiores e exterior que permite assegurar o ajustamento e
estanquidade ao nivel do nariz.

e Com vedacdo nasal através de almofada de espuma de modo a proporcionar um bom ajuste a
diferentes contornos faciais.

e Podem ser equipadas com uma valvula de expiragdo para diminuir o esforgo respiratorio.

— A especificar na encomenda a classe de filtragdo de acordo com a natureza do trabalho e o tipo de particulas
gue a Semi-mdscara se destina a proteger.

FORNECIMENTO

— A Semi-mascara contra particulas deve estar marcada de forma perfeitamente visivel e durdvel de modo a serem
convenientemente identificadas, com o nome do fabricante e a indicagdo da norma de referéncia.

— Deve ser marcada com o simbolo FFP1, FFP2 ou FFP3 de acordo com a sua classe, e ainda com a letra S (sdlidos)
ou SL (sdlidos e liquidos) de acordo com as caracteristicas de penetragdo do filtro.

—As Semi-mascaras sdo fornecidas em embalagens fechadas, acompanhadas de instruges de utilizagdo na lingua
do pais destinatario. As embalagens deveram conter a indicagdo do tipo e classe das Semi-Mdscaras que contém:
FFP1, FFP2 ou FFP3.

—As embalagens contendo as Semi-mascaras deveram estar marcadas com informacdes de uma forma
perfeitamente visivel e durdvel de modo a serem convenientemente identificadas, com o nome do fabricante, o
ano de fabrico e a indicagdo da norma de referéncia.
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DPS 38.008-11 — EDP

CATALOGO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTECAO

Normas aplicaveis

NP EN 149:2001 — Aparelhos de protecdo respiratdria. Semi-Mascaras filtrantes contra particulas. Caracteristicas,
ensaios e marcacao.

UTILIZAGAO

A Semi-mdscara contra particulas é utilizada em trabalhos de curta duragdo, em atmosferas com particulas em
suspensdo, unicamente em atmosferas normalmente ventiladas e oxigenadas (percentagem de oxigénio ndo
inferior a 19,5%), ndo contendo gases toxicos.

A Semi-mascara deve ficar bem ajustada sobre a face do utilizador para que o ar ndo passe no intervalo entre a
face e a Semi-mascara.

As Semi-mascaras contra particulas sdo classificadas de acordo com a norma NP EN 149 em 3 classes, por ordem
de eficacia de filtragdo crescente:

Perda registada em 8 de 10 resultados (% T d Pene'Frac;éo ldo ﬁltrg Sdi
FILTROS méxima) (Teste de ens?[;;c;;i;;e)to e sodio)
FFP1 22% 20%
FFP2 8% 6%
FFP3 2% 3%
GUIA DE SELECCAO DA SEMI-MASCARA CONTRA PARTICULAS (*)
Classe Recomendagao
FFP1 Poeiras finas por ex., de silicio, 13 de vidro, celulose, poeiras de metais ferrosos
FFP2 Poeiras finas, por ex., poeiras de carvao, enxofre, cobre, madeira e aerossois
FFP3 Poeiras toxicas, por ex., de amianto, chumbo

(*) - O utilizador deve confirmar pelas instrugdes do fabricante que a Semi-mdscara é efetivamente

apropriada para o tipo e concentracGes das particulas e condi¢gdes do trabalho a realizar. As Semi-

mascaras contra particulas da gama standard ndo tém qualquer agao filtrante contra gases ou vapores,

pelo que nunca devem ser utilizadas em atmosferas com concentra¢Ges acima dos Valores Limites de
Exposicdo (VLE).

— Abandonar imediatamente a zona de trabalho se sentir tonturas, vomitos ou qualquer tipo de irritagdo na pele.

VERIFICACAO E CONTROLO

—Antes de cada utilizagdo, verificar se a semi-mascara ndo apresenta nenhum rasgdo, nem sinais de erosdo do
elemento filtrante.

MANUTENCAO

— Depois de utilizada, varias vezes a Semi-mascara devera ser substituida, nomeadamente quando se notar alguma
resisténcia a respiracdo.
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